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PETICIONES

1. Que se tenga én cu nﬁa que la informacion contenida en la pagina de la OMPL y la cufal se
anexa, esta dada gn| un archivo OCR Text, formato que convierte las fotografias en texto,
razén que jugtific i%homisién del espacio que precede al numeral 16 y la supresion totgl del
numero 17 corres iente al Gltimo inciso. Sin embargo en necesario llamar la atencign de
ese Despach rest:bto de que el contenido de las reivindicaciones alli plasmado] es
exactamente gl mis 0 respecto del presentado al inicio de la fase nacional.

De igual formd es nb#esano sefialar que en la publicacion internacional, (documento quejobra
dentro del ex dleﬁtd), aparecen el mismo numero de reivindicaciones y con el nfismo
contenido que Jas pres%:ntadas en la solicitud de fase nacional en Colombia, y que no ha oprado
modificacion ajguna r?specto al namero de éstas en la fase internacional.
|

Siendo asi las cosas ie permito dar respuesta al requerimiento citado en la referencia, ¢n los
términos anteriormente descritos, reiterando que el nimero y  contenido las
reivindicaciongs prase tadas en la fase internacional, s el mismo que el de las presentadas en

fase nacional.

/
2. Asf las cosas amablemente solicito se contintie con el trdmite de la solicitud de la eferenc‘#a.
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Lo indicado ‘ %
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REIVINDICACIONES

Habiendo descrito mi invengion cam  antecede, considero una novedad y por lo tanto rectamo como de mi exclusiva
propiedad lo contenido en las sigijentes clausulas: 1. Proceso guimico para vidrio antirreflejante que comprende un
proceso de inmersion en sofucion gcida para produccion simultanea y continua de una o varias piezas y/o lgminas de
vidrio por sus dos caras (cafa atmpstérica y cara estaflada) de dimensiones, espescres, colores, usos y aplicaciones
estandares, especiales y v jables; en cuanto al proceso que incluye: a) recepcion de las piezas y/o laminas de vidrio
carga de las piezas y/o lamihas de vidrio hacia los conteniedores de piezas yfo laminas de vidrio ¢) procesamiento de
piezas y/o laminas de vidriopor mme sion d) secado de las plezas y/o [dminas de vidrio &) descarga de las piezas y/o
laminas de vidrio de los con nedqre . de piezas y/o laminas de vidrio.

ctividad

4. Proceso quimico para vidrig antirrefidjante como se reivindica en 2, donde el enjuague que se efectua en los
contenedores by d es con aglia corfiente que elimina [os restos de solucion acida y de solucion neutralizadota adheri
al vidrio. 5. Proceso quimico para vidriglantirreflejante como se|reivindica en 2, donde la solucién neutralizadora e
inhibidora esta compuesta po hidréjid | de sodio al

4%, que detiene el ataque quifico yln btraliza ia superficie del|vidrio.
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utiliza un encapsulamient

15. Sistema para realizar ! prodesg quimico para vidrio anlirreflejante por inmersion como se reivindica en 8 enel
conjunto que forman los ekiractqres, transportadores y los lavadores de emisiones de gases que consta de dos lavgdores
de gases, que cuentan cafla ung con cuatro extractores de 800 metros cubicos por hora de extraccion cada uno, ||
extrayéndolos y transportgndolo ¢ {og ductos de {os extractores y depositando los gases del procesc en un lava
gases neutralizandolos a fazon de 5400 metros cubicos pof hora empleando una solucion neutralizadora (de hidroxi
sodio al 4 % en el nivel dd operacidn establecido, que es de un volumen de operacién de 220 its., lo cual hos permi
descargar al ambiente el das nelitr Xe inerte por las chimereas de salida, fa chimenea cuenta con un puerto de mugstreo
de gases a través del cualse realiza el muestreo de jos gases provenientes def proceso. Para renovar y mantener gi nivel
de la solucién y su concetitracidn e “ el lavador de gases se cuenta con una compuerta de acceso. ¥ Sistema par.
realizar el proceso quimia para'fvi ric antirrefiejante por inmersion como se reivindica en 8, en cu o al

desarrollo, uso, fabricacioh y aplicacion del secador continuo tipo tdnel que consta de un moto reductor de 2 H.P. pgra
fraccion y transporte a través deju ‘:riei continuo y con calentamiento a base de gas L.P., gas naturat y/o nesistenci
eléctricas, usando un rango de temperatura de 35 a 60 °C. y de 2 a 3.5 horas. Con capacidad para 9 contenedores fe
vidrio, el cual es de aproxifmadamente 2100 kilos de vidrio.
producto terminado, el cugl es a fem i

Sistema para realizaf el prpceso kuimico para vidrio antirreflejante por inmersion como se reivindica en 8, |en cuantola uso
y aplicacién de bombas y fecipientes especiales, fabricadog con pve, polietiteno de alta densidad y poliprapileno, qu los
hace resistentes al ataquelacido, |
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